
研究評価委員会 

「半導体機能性材料の高度評価基盤開発」（事後評価）現地調査会 

議事要旨 

 

１．日 時：平成２４年６月１８日（月）14：30～16：45 

２．場 所：次世代半導体材料技術研究組合（CASMAT） 

（株式会社日立製作所 中央研究所内） 

 

３．出席者（敬称略、順不同） 

＜分科会委員＞ 

分科会長 財満 鎭明 名古屋大学 大学院工学研究科 結晶材料工学専攻 教授 

分科会長代理 谷口 研二 奈良工業高等専門学校 校長 

委員 石内 秀美 （株）東芝 セミコンダクター＆ストレージ社 統括技師長 

委員 上野 和良 芝浦工業大学 工学部 電子工学科 教授 

委員 桑田 孝明 ルネサスエレクトロニクス（株） 生産本部 副本部長 

 

＜推進者＞ 

関根 久 NEDO 電子・材料・ナノテクノロジー部 統括研究員 

吉木 政行 NEDO 電子・材料・ナノテクノロジー部 主幹 

田谷 昌人 NEDO 電子・材料・ナノテクノロジー部 主任研究員 

沖 博美 NEDO 電子・材料・ナノテクノロジー部 主査 

 

＜実施者＞ 

宮内 克己 CASMAT 専務理事 

川本 佳史 CASMAT 理事研究部長 

田中 孝一 CASMAT 理事総務部長 

大竹 輝夫 CASMAT 総務次長 

船津 圭亮 CASMAT 研究部グループリーダー 

玉置 洋一 CASMAT 研究部グループリーダー 

 

＜企画調整＞ 

中谷 充良 NEDO 総務企画部 課長代理 

 

＜事務局＞ 

三上 強 NEDO 評価部 主幹 

松下 智子 NEDO 評価部 職員 

室井 和幸 NEDO 評価部 主査 

 



 2 

４．議事次第 

１．開会、挨拶（財満分科会長） 

２．研究開発の概要説明（NEDO 電子・材料・ナノテクノロジー部 沖主査） 

・プロジェクト全体の概要説明（目的、枠組み、体制、スケジュール等） 

３．半導体機能性材料の高度評価基盤開発 

・実施内容の概要説明（CASMAT 理事 川本研究部長） 

・設備の現地調査 

・補足説明、質疑応答 

４．閉会の辞（財満分科会長） 

 

５．議事要旨 

 

＊内容は非公開のため省略 

 

以 上 


